Workshop: Beschichtungen fir Solar- und licht-
technische Anwendungen -

Anwendungen in Photovoltaik, Solarthermie und
Beleuchtung

Mi., 14:00 — 17:30 Uhr und Do., 9:00-17.30 Uhr

Die wirtschaftliche, energie- und umweltpolitische Bedeutung der Solar-
technik in Deutschland wie auch im internationalen Maf3stab ist auf einem
kontinuierlichen Wachstumspfad. Unterschiedliche Strategien und Techno-
logien stehen im Wettbewerb und werden sich im Markt behaupten missen.
Hier sind gerade die anwendungsspezifischen Aspekte die entscheidenden
Kriterien, um den geforderten Effizienzsteigerungen und Kostenoptimierun-
gen gerecht zu werden. Der zweite Workshop im Rahmen der Beschich-
tung fur Solar- und lichttechnischen Anwendungen mit dem Titel ,Anwen-
dungen in Photovoltaik, Solarthermie und Beleuchtung” geht genau auf
diese Aspekte ein.

Fuhrende Hersteller von photovoltaischen Dinnschicht-Solarmodulen auf
der Basis von a-Si/pc-Si-, CdTe-, CIGS- und CIS-Halbleitern berichten tber
produktrelevante Losungen, Ergebnisse und Potenziale. Welche Kosten pro
W, werden 2009 erreicht? Stehen der Vakuumbeschichtung auf ebenen
Substraten bereits Alternativverfahren gegentiber? Wie ist der Stand von
Rolle-zu-Rolle-Beschichtungen fur die Photovoltaik sowohl auf Kunststofffo-
lien als auch auf metallischen Bandern?

Einen Schwerpunkt dieses Workshops bilden solarabsorbierende Beschich-
tungen fur Solarthermie-Module, die als Flach- oder Rohrenkollektoren an-
gewandt werden.

Welche Effizienz bzw. thermische Stabilitat generieren Materialkombinatio-
nen in Gradienten- oder Cermet-Schichten? Anerkannte und erfahrene
Hersteller von solarabsorbierenden Schichtsystemen fur effiziente Solarkol-
lektoren oder Konzentratorsysteme sind als Referenten eingeladen.

Der Workshop ist ebenfalls ein wichtiges Diskussionsforum, um Fortschritte
auf den Gebieten von Lampen- sowie OLED-basierter Beleuchtungssyteme
zu prasentieren. Vakuum- und plasmatechnische Ldsungen angepasster,
hocheffizienter Reflektorbeschichtungen werden in diesem Workshop durch
Experten referiert.
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